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Ионная имплантация
7.  Ионная  имплантация  -  процесс  модификации  поверхности,  когда  легирующий
материал  ионизируется,  ускоряется  в  электрическом  поле  и  имплантируется  в
приповерхностный  слой  подложки.  Это  определение  включает  также  процессы,  в
которых ионная имплантация производится одновременно с физическим осаждением
из  паровой  фазы,  полученной  нагревом  электронным  пучком,  или  с  осаждением
распылением

Источник: Указ Президента России от 17.12.2011 № 1661 "Об утверждении Списка товаров
и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании
вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный
контроль"

Источник: https://alexeyborisov.ru/enc/20144/
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